




































专利名称(译) 磷光体薄膜，其制造方法和EL面板
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摘要(译)

本发明的目的是提供一种荧光体薄膜，它可以省去任何滤光片并具有令
人满意的色纯度，特别适用于RGB全彩色Els，并简化了全色EL面板的生
产工艺，从而提供了一种荧光粉。薄膜不易受到亮度变化的影响，并且
可以以更低的成本及其制造工艺以及EL面板以更高的产量生产。这是通
过提供磷光体薄膜来实现的，该磷光体薄膜包含基质材料，该基质材料
含有作为氧化物的碱土金属铝酸盐作为主要成分，硫添加到基质材料
中，并且还含有提供发光中心的元素。
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